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不管是从事哪个行业的玻璃厂家，都得需要会抛光技术，但是有哪几种抛光法和它的注意事项是什么呢
？而我们光学滤光片
行业也是一样的道理，也得需要抛光技术的支持，接下来我们飞宇达光电公司给大家讲讲抛光技术的方
法及其注意事项。

(1) 浴法抛光：浴法抛光是指工件和抛光盘都浸在抛光液中，所用装置示意图抛光液的深度以设备
静止时淹没工件 10～15mm 为宜，搅拌器是使抛光液处于悬浮状态，不产生沉淀，抛光玻璃时一般使用
氧化铁(红粉)、氧化铝等抛光材料。 

(2) 离子束抛光：离子束抛光是玻璃工件在传统抛光后，用来进一步提高抛光精度的补充抛光方法
。先在真空(1.33Pa)条件下，将惰性气体(氩、氪、氙等)原子使用高频或放电等方法使之成为离子，再用2
0～25kV的电压加速，然后碰撞到位于1.33×10 Pa真空度的真 空室内的被加工工件表面上，将能量直接传
给工件材料原子，使其逸出表面而被去除。这种方法可以使工件去除厚度达10～20μm，是典型的用物
理碰撞方法进行的抛光技术，一般情况下表面粗糙度可达0.01μm，精度高的达0.6nm。

(3) 等离子体辅助抛光：等离子体辅助抛光是利用化学反应来去除表面材料而实现抛光的方法，采
用特定气体，制成活性等离子体，当活性等离子体与工件表面作用，发生化学反应，生成易挥发的混合
气体，从而将工件表面材料去除。由于玻璃研磨时，机械作用是主要的，所以磨料的硬度必须大于玻璃
的硬度。 光学玻璃和日用玻璃研磨加工余量大，所以一般用刚玉或天然金刚砂研磨效率高。平板玻璃的
研磨加工余量小，但面积大，用量多，一般采用价廉的石英砂。常用抛光材料有红粉（氧化铁）、氧化
铈、氧化铬、氧化锆、氧化钍等，日用玻璃加工也有采用长石粉的。光学产品新型抛光技术对于光学玻
璃加工，传统的研磨及抛光方法，从精度和效率方面已不适应。目前发展了许多新的加工技术，如数控
研磨和抛光技术、离子束抛光技术、应力盘抛光技术、超光滑表面加工技术、延展性磨削加工、弹性发
射抛光法、激光抛光、震动抛光等，这些新技术，已 完全适应光学领域迅猛发展的要求。光学透镜新的
加工技术，都边检测、边修正，不仅加工精度高，而且加工速度提高几倍到几十倍，对人工技术的依赖
性已很小，新研磨和抛光技术的智能化程度都很高，重复精度高。数控研磨和抛光、应力盘抛光技术等
，专门针对球面和 非球面光学透镜的加工，非常专业化。

http://www.fydph.com/


看完以上小编所讲解的关于光学玻璃的抛光方法，您应该大概都了解一些了。抛光方法是得需要相当的
细心和它是相当的复杂。具体的内容您可以移步到我们飞宇达光电的网站http://www.fydph.com去看看。
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